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^ (57) Abstract: The mvention relates to a cleaning method for the screen stencil (2) of a silk-screen printing machine. According 
^ to said method, pnor to an mtermediate printing process designed to clean the screen stencil (2), the underside of said stencil is wet 
O with a cleanmg agent that dissolves dye. The invention also relates to an intermediate printing device comprising an intermediate 
fN pnntmg roll (7) that can be displaced back and forth. A rotating roll (9) that is immereed in a cleaning bath is situated at the front 
Q end of said mtermediate printing roll. The rotating roll can be brought into contact with the underside of the screen stencil prior to 
^ the mtermediate printing process by means of a pivoting device (13). 
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Beschreibuno 

Verfahren zur Reiniaun o der Siebsnhablone einer Siebdrnrkeinrichtting 
und Siedruckmaschine tut Durchfiihrunq des VerfahrfinR 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Relnigung der Siebschablone 
einer Siebdruckeinrichtung, bei dem eine Papierbahn fiir einen Zwi- 
schendruck unter die Siebschablone gebracht und durch eine Qber diese 
laufende Rakel bedruckt wird. Die Erfindung betrifft auch eine Sieb- 
druckmaschine zur Durchfuhrung dieses Verfahrens. 

Ein Reinigungsverfahren und eine zur DurchfQhrung des Reinigungsver- 
fahrens geeignete Siebdruckmaschine ist aus der DE 199 17 794 C2 
bekannt. Bei dieser bekannten Maschine ist der Zwischendrucktisch als 
ein parallel zur Fuhrungsbahn des Drucktisches einschwenkbarer Tisch 
ausgebildet, der beim Druckvorgang unterhalb der FOhrung des Druckti- 
sches llegt und fur den Zwischendruck zum Zweck der Reinigung unter 
die Siebschablone hochgeschwenkt wird. 

Maschinen dieser Art arbeiten zufriedenstellend, konnen aber den Nach- 
teil nicht verhindern. dass die Siebdruckfarbe zum Toil eintrocknet und 
das Siebgewebe verstopft. Es ist daher bei Siebdruckeinrichtungen trotz 
der Anordnung eines zur Siebreinigung verwendeten Zwischendruckti- 
sches notwendig, die Produktion anzuhalten. um das Sieb zu reinigen. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde. eine solche 
Reinigung weitgehend automatisch vorzunehmen und zwar. um einen 
Produktionsausfall zu vermeiden. wahrend des Betriebes. Gleichzeitig 
damit sollen bessere Arbeitsbedingungen geschaffen und eine Fehlpro- 
duktion vermieden werden. 
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Zur L5sung dieser Aufgabe wird bei einem Verfahren der eingangs ge- 
nannten Art vorgesehen, dass vor der Ausfuhrung des Zwischendruckes 
die Unterseite der Siebschablone mit einem Reinigungsmittel benetzt 
wird. Durch diese MaRnahme werden auch Farbreste vom Sieb gelost, 
die schon eingetrocknet sind und daher durch die MaBnahme eines Zwi- 
schendruckes, der durch die Bewegung des Rakelwerkes auf ein Zwi- 
schendruckpapier erfolgt, das dann aufgerollt und entfernt wird, nicht 
von der Siebschablone entfernt hatten werden konnen. 

In weiterer Ausgestaltung des erfmdungsgemaRen Verfahrens erfolgt 
das Benetzen durch eine in Kontakt mit der Unterseite der Siebschablo- 
ne gebrachte rotierende Waize oder Burste, die in ein Reinigungsmittel 
eintaucht. Durch die Rotation der WaIze oder Burste wird das Reini- 
gungsmittel aus dem Bad herausgefdrdert und an die Unterseite der 
Siebschablone gebracht, wo es angetrocknete Farbreste losen kann, die 
dann beim Zwischendruck entfernbar sind. 

Die Erfindung betrifft auch eine Siebdruckmaschine zur Durchfuhrung 
des Reinigungsverfahrens, wobei die Siebdruckmaschine mit einer Zwi- 
schendruckeinrichtung, mit der eine Papierbahn unter die Siebschablone 
zum Zweck der Reinigung einfuhrbar 1st, ausgerOstet ist. Die neue Sieb- 
druckmaschine ist gekennzeichnet durch eine der Zwischendruckeinrich- 
tung zugeordnete und quer zur Bewegungsrichtung der Zwischendru- 
ckenrichtung angeordneten Rotationskorper, der mit einem Reinigungs- 
mittel beschichtbar ist und vor dem Zwischendruck in Kontakt mit der 
Unterseite der Siebschablone kommt und an dieser entlangfuhrbar ist. 

Durch diese Ausgestaltung kann die Reinigung selbsttatig und in der 
Siebdruckmaschine vorgenommen werden. 

In Ausgestaltung der Erfindung kann als Rotationskorper eine WaIze 
vorgesehen werden, die in ein Bad des Reinigungsmittels eintaucht. 
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Dieses Relnigungsmittel kann in Weiterbildung der Erfindung in einem 
die Waize unten umfassenden und der Form der Waize angepassten 
Behalter enthalten sein, wobei die Oberflache der Waize aufgeraut aus- 
gebildet wird. um eine ausreichend dicke Schicht des Reinlgungsmittels 
zu halten und gegen die Siebschabtone bringen zu konnen. 

In Weiterbildung der Erfindung ist die Waize rotierend angetrieben. und 
sie greift zu diesem Zweck mit seitlich angeordneten Ritzein in eine 
Zahnstange ein. die neben der Siebschablone am Druckwerk angeord- 
net ist. 



Die Zwischendruckeinrichtung selbst ist absenkbar und anhebbar und 
damit an- und abklappbar ausgebildet, wobei eine Steuereinrichtung zur 
Bestimmung des Reinigungszyklus vorgesehen sein kann, so dass bei- 
spielsweise nach jedem zweiten, dritten oder fOnften Druck ein Reini- 
gungsdruckvorgang vorgenommen wird. 

In vorteilhafter Weiterbildung ist die Waize und der ihr zugeordnete Be- 
haiter, dem das Relnigungsmittel in einfacher Weise im Kreislauf zuge- 
fOhrt wird. an dem der Siebschablone zugewandten Ende einer in Rich- 
tung der Rakelbewegung verschiebbar gelagerten Papler-Gegendruck- 
walze angeordnet. 



Um die Moglichkeit des Anhebens und Absenkens fur die Reinigungs- 
mittelwalze zu venvirklichen, kann die Waize mit dem Behalter zweck- 
maliig auf einem Schwenkhebelpaar angeordnet sein, das von pneuma- 
tischen Zylindern so beaufschlagbar. dass die seitlichen Ritzel der Wai- 
ze in die Zahnstange eingreifen. die fest neben der Siebschablone ver- 
lauft. In an sich bekannter Weise kann schlielJIich die Zwlschendruck- 
walze mit Papier versehen und mindestens um die Lange der Sieb- 
schablone verfahrbar angeordnet werden, so dass vor dem Zwischen- 
druck die gesamte Unterseite der Siebschablone mit einem Reini- 
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gungsmittel benetzbar ist. In der Praxis geniigt die Benetzung im Druck- 
bereich. 

Anstelle der Zwischendruckwaize mit einer sich abwickelnden Papier- 
bahn kann auch ein endloses Bandmaterial zur Aufnahme des Zwi- 
schendruckes vorgesehen sein, oder auch eine Drucktr3gerwalze. In 
beiden Varianten kann fQr eine kontinuierliche Reinigung der Endlos- 
bahn oder der DrucktragenA^alze gesorgt werden. Verbrauchsmaterial in 
der Form von Papier failt dann nicht an. 

Die Erfindung ist in der Zeichnung anhand eines Ausfuhrungsbeispieles 
dargestellt und wird im folgenden eriautert. Es zeigen: 

Fig.1 die schematische perspektivische Darstellung einer Zwischen- 
druckeinrichtung nach der Erfindung und deren Zuordnung zur 
Siebschablone einer Siebdruckmaschine, deren Drucktisch und 
Raketwerk nicht gezeigt sind. 

Fig. 2 eine vergroBerte Darstellung des der Siebschablone zugewand- 
ten Endes der Zwischendruckeinrichtung nach Fig. 1, jedoch In 
einer Stellung, in der die Zwischendruckeinrichtung im Begriffe 
ist zur Durchfuhrung eines Zwischendruckes unter die Sieb- 
schablone gefahren zu werden und 

Fig. 3 die Darstellung ahnlich Fig. 1. jedoch wahrend des Benetzens 
der Siebschablonenunterseite mit einem ReinigungsmitteL 

In Fig. 1 ist eine Zwischendruckeinrichtung 1 gezeigt. die einer nicht 
dargestellten Siebdruckmaschine zugeordnet ist. Von der Siebdruckma- 
schine ist die in einem Rahmen gehaltene Siebschablone 2 dargestellt, 
die in bekannter Weise zwischen einer unter sie fahrbaren Zwischen- 
druckwaize und einem tiber ihr liegenden Rakelwerk angeordnet ist. 
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Fest mit der Siebdruckmaschine verbunden ist auBerdem eine seitlich 
und parallel zur LSngsrichtung der Siebschablone 2 verlaufend ange- 
ordnete Zahnstange 3, auf die spater noch eingegangen werden wird. 

Die Zwischendruckeinrlchtung 1 ist innerhalb eines Traggestelles 4 mit 
einer Papierbahn 5 ausgerQstet, die von einer Rolle abziehbar und so 
gefuhrt ist. dass sie iiber eine Zwischendruckwalze 7 und unter dieser 
wieder zuruck zu einer zweiten Rolle gefOhrt werden kann. Die Papier- 
bahn 5 ist dabei innerhalb des Traggestelles 4 so gefuhrt. dass sie eine 
Hin- und Herbewegung der Zwischendruckwalze 7 in Richtung der Pfeile 
8 mitmachen kann. 

Vor der Zwischendruckwalze 7 ist eine quer zur Bewegungsbahn der 
Zwischendruckwalze 7 verlaufende Waize 9 angeordnet, die, wie aus 
der vergroRerten Darstellung nach Fig. 2 hervorgeht, in einen sie weit- 
gehend unrigebenden Behalter 10 eintaucht, der mit einem flusslgen 
Reinigungsmittel gefOllt ist. Es handelt sich dabei um ein Reinigungsmit- 
tel, das in der Lage ist, die beim Siebdruck verwendete Farbe zu idsen. 

Der Behalter 10 und die in ihm gefuhrte WaIze 9 sind auf einem Quer- 
steg 11 befestigt, der am rechten Ende von je einem um die Achse 12 
schwenkbaren Doppelhebel 13 angebracht ist. Der andere Hebelarm 
13a des Doppelhebels steht mit dem StSftel 14 eines pneumatischen 
Zylinders 15 In Kontakt, der es ermoglicht. den Doppelhebel 13 aus der 
in Fig. 1 gezeigten Lage nach oben und unten zu schwenken. 

Die WaIze 9 ist an einem Ende. an dem sie uber Lagerzapfen in je einer 
Stirnwand des Behalters 10 gelagert ist. mit einem Ritzel 16 versehen. 
das bei Betatigung des Zylinders 15 und bei einer Verschwenkung des 
Doppelhebels 13 im Gegenuhrzeigersinn in Eingriff mit der Zahnstange 
3 gebracht wird. wie das in Fig. 2 auch gezeigt ist. 
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Die aus dem Traggestell 4 herausragende Zwischendruckwalze 7 weist 
zum einen eine Lagerung auf und zum anderen zwei seitlich abstehende 
Laschen 17, die in Wirkverbindung mit dem nicht gezeigten Rakelwerk 
bzw. mit dessen Antrieb gebracht werden konnen. 

Die Arbeitsweise der gezeigten Zwischendruckeinrichtung ist folgende: 

Nach einer vorbestimmten Anzahl von Druckvorgdngen in der Sieb- 
druckmaschine wird uber eine entsprechende Steuereinrichtung ein Im- 
puls abgegeben, der dazu fuhrt, dass beim Rucklauf des Rakelwerkes 
die Zwischendruckwalze 7, wie in Fig, 3 gezeigt, unter die Siebschablo- 
ne der Siebdruckmaschine gefahren wird. Vorher ist durch den Impuls 
der Doppelhebei 13 im Gegenuhrzeigersinn vom Zylinder 15 ge- 
schwenkt worden, so dass die Reinigungsmittel-Waize 9 mit ihren Rit- 
zeln 16 in die fest neben der Siebschablone 2 angeordnete Zahnstange 
eingreift. Bei der Bewegung der Zwischendruckwalze in Richtung des 
Pfeiles 18 (Fig. 3) wird daher die Waize 9 im Gegenuhrzeigersinn rotie- 
rend an der Siebschablone 2 so vorbeigefuhrt, dass sie in Kontakt mit 
der Unterseite der Siebschablone 2 kommt. Die WaIze 9 benetzt daher 
beim Entlangfahren an der Unterseite der Siebschablone 2 dieselbe mit 
Reinigungsmittel, das durch die Rotation der WaIze 9 aus dem Behalter 
10 gefdrdert wird. Das Reinigungsmittel wird im tibrigen in nicht naher 
gezeigter Weise im Kreislauf durch den Behalter 10 gefOhrt, so dass das 
Niveau des Reinigungsmittels im Behalter 10 stets gleichbleibend gehal- 
ten werden kann. Durch die Benetzung der Siebschablone mit dem Rei- 
nigungsmittel werden Farbreste von der Siebschablone gelost, auch 
wenn die Farbe teilweise schon eingetrocknet sein sollte. Die WaIze 9 
kann dabei zur Benetzung der Siebschablonenunterseite einmal oder 
auch mehrmals an der Unterseite entlanggefuhrt werden, so dass die 
notwendige Benetzung in jedem Fall stattfindet. Die Zwischendruckwal- 
ze 7 wird zu diesem Zweck entsprechend oft vom Antrieb des Rakelwer- 
kes hin- und herbewegt. 
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1st die Benetzung vollst^ndig und fange genug erfolgt, dann fahrt die 
Zwischendruckwaize 7 mit der Papierbahn 5 vollstandig unter der Sieb- 
schablone 2 entlang, und nach dem Absenken des Rakelwerkes erfolgt 
das Ausdrucken der restlichen Farbe auf die Papierbahn 5, die dann 
entsprechend abgezogen und als Abfall aufgewickelt wird. Die Sieb- 
schablone 2 ist auch von angetrockneten Farbresten gereinigt. 

Anschlieliend wird wieder der normale Druckbetrieb aufgenommen. 
Durch entsprechende Steuerung ist es moglich, nach einer bestimmten 
Anzahl von Drucken jewells wieder eine Reinigung durchzufCihren. wo- 
bei die Benetzung der Siebschablonenunterseite durch ein einmaliges 
EntlangfQhren der Waize 9 oder auch durch mehrmaliges Hin- und Her- 
fOhren der WaIze an der Unterseite der Siebschablone 2 jeweils nach 
einer vorbestinnmten Anzahl von Drucken selbsttatig erfolgen kann. 

Ist der Benetzungsvorgang der Siebschablonenunterseite beendet, so 
wird das Ritzel 16 durch Schwenkung des Doppelhebels 13 im Uhrzel- 
gersinn wieder von den Zahnstange 3 entfernt, so dass fur den Reini- 
gungsdruck selbst und fur die entsprechende RQckbewegung der Zwi- 
schendruckwaize 7 keine Benetzung der Siebschablone 2 mehr stattfin- 
det. 

Die Erfindung bietet eine sehr einfache M6glichkeit der Reinigung einer 
Siebschablone 2 einer Siebdruckmaschine, die selbsttatig erfolgt. Die 
Einrichtung ist weitgehend wartungsfrel und eriaubt eine Siebreinigung 
ohne nennenswerten Produktionsstillstand. 
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PatentansprQche 

Verfahren zur Reinigung der Siebschablone (2) einer Siebdruck- 

einrichtung, bei dem eine Papierbahn (5) filr einen Zwischen- 

druck unter die Siebschablone gebracht und durch eine uber 

diese laufende Rakel bedruckt wird, 

dadurch gekennzelchnet.dass 

vor der Ausfuhrung des Zwischendruckes die Unterseite der 

Siebschablone (2) mit einem Reinigungsmittel benetzt wird. 

Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das 
Benetzen durch eine in Kontakt mit der Unterseite der Sieb- 
schablone (2) gebrachte rotierende Waize (9) Oder Burste er- 
folgt. die in Reinigungsmittel eintaucht. 

Zwischendruckeinrichtung fur eine Siebdruckmaschine zur 
Durchfiihrung des Verfahrens nach Anspruch 1, mit einer Pa- 
pierbahn (5) und einer Zwischendruckwaize (7), der unter die 
Siebschablone (2) zum Zweck der Reinigung derselben einfuhr- 
bar ist, gekennzeichnet durch einen der Zwischendruckeinrich- 
tung (1) zugeordneten und quer zur Bewegungsrichtung (8) der 
Zwischendruckeinrichtung (1) angeordneten RotationskGrper (9), 
der mit einem Reinigungsmittel beschichtbar ist und vor dem 
Zwischendruck In Kontakt mit der Unterseite der Siebschablone 
(2) an dieser entlangfuhrbar Ist. 

Zwischendruckeinrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Rotationskorper eine WaIze (9) ist, die in ein 
Bad des Reinigungsmittels eintaucht. 

Zwischendruckeinrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Reinigungsmittel in einem die WaIze (9) un- 
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ten umfassenden und der Form der Waize angepassten Behaiter 
(10) aufgenommen ist. 

6. Zwischendruckeinrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Reinigungsmittel dem Behaiter (10) im Kreis- 
lauf zugefiihrt ist. 

7. Zwischendruckeinrichtung nach Anspruch 4. dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Oberflache der WaIze (9) aufgeraut ausgebil- 
det ist. 

8. Zwischendruckeinrichtung nach Anspruch 4. dadurch gekenn- 
zeichnet. dass die Waize (9) nnit einem seitlich angeordneten 
Ritzel (16) versehen ist, das in eine Zahnstange (3) eingreift, die 
neben der Siebschablone (2) fest am Mutterrahmen der Sieb- 
druckmaschine angeordnet ist. 

9. Zwischendruckeinrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet. dass der Rotationsk6rper (9) absenkbar und anhebbar 
ausgebildet ist. 

10. Zwischendruckeinrichtung nach Anspruch 3. dadurch gekenn- 
zeichnet, dass eine Steuereinrichtung zur Bestimmung des Rei- 
nigungszyklus vorgesehen ist. 

11. Zwischendruckeinrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die WaIze (9) und der ihr zugeordnete Behaiter 
(10) for das Reinigungsmittel an dem der Siebschablone (2) zu- 
gewandten Ende einer in Richtung der Rakelbewegung ver- 
schiebbar gelagerten Zwischendruckwaize (7) angeordnet sind. 
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12. Zwischendruckeinrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Waize (9) mit dem Behaiter (10) auf einem 
Schwenkhebelpaar (13) angeordnet ist. 

13. Zwischendruckeinrichtung nach den AnsprQche 8 und 12, da- 
durch gekennzeichnet, dass das Schwenkhebelpaar (13) von 
pneumatischen Zylindern (15) so beaufschlagbar ist, dass das 
Ritzei (16) in die Zahnstange (3) eingreift. 

14. Zwischendruckeinrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Zwischendruckwaize (7) mit einer von Rollen 
getragenem Paplerbahn (5) versehen und mindestens urn die 
Ldnge der Siebschablone (2) verschiebbar angeordnet ist. 

15. Zwischendruckeinrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Papierbahn (5) als Endlosband zur Aufnahme 
von Farbe und Reiniger ausgebildet ist. 

16. Zwischendruckeinrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das endlose Bandmaterial im Umlauf mit Reini- 
gungsmittel von Farbe befreit wird und in trockenem Zustand zur 
Wiederbedruckung zur VerfQgung steht. 

17. Zwischendruckeinrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Reinigung des endlosen Bandmaterials mit im 
Kreisiauf gefOhrten Reiniger und unter Einsatz von BQrsten, Ab- 
streifrakeln und SprOhdQsen geschieht. 

18. Zwischendruckeinrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Zwischendruck zur Reinigung der Siebschab- 
lone mit einer unter dem Sieb abrollenden DrucktrSgerwalze er- 
folgt, die nach Anspruch 17 selbsttatig gereinigt wird. 
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